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高価な光リソグラフィ装置を用いずに高精度なナノ構造を形成するためのミニマル装置を開発した。ミニマル・バイオテン
プレート形成装置は、マスクを用いずにサブ10nmの均一なテンプレートを作成し、ミニマル中性粒子ビームエッチング装

置では、従来装置で問題であった欠陥を極限まで低減する事を目指した。これら装置の市場投入により、超低コストでナ
ノドットデバイスの作製を可能とした。

研究開発の成果

１．バイオテンプレート加工
目標塗布密度達成。エッジリンス

薬液選定。マスクによるエッチグ実証。
アニール方法を開発した。
２．中性粒子ビームエッチング

SF6,Cl2放電、ビーム中性化技術確立。
バイアスによるエッチングレート可変
確認。ミニマル装置化。
３．バイオテンプレート薬剤開発
収率15％、純度95％達成。量産化を

達成。
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目標密度達成(5x1011cm-2) エッチング実証 放電・エッチング確認 収率・純度向上

フェリチン塗布 エッチング 塩素プラズマ放電

フェリチン製造

ハーフインチウエ
ハー利用で投資
額削減、
多品種変量生産

ミニマルファブバイオテンプレート

フェリチン粒子の自己組織
化により直径7nmの金属粒
子を周期的に配列、ナノ構
造テンプレートとして利用

プラズマ中の荷電粒
子UV光を除去しエッ
チングダメージ防止

中性粒子ビーム
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